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前　　言

　　本标准对应ＩＳＯ１０１１０１：２００６《光学和光子学　光学零件和光学系统绘图准备　第１部分：总则》，

与ＩＳＯ１０１１０１：２００６的一致性程度为非等效。

本标准与ＩＳＯ１０１１０１：２００６的主要差异如下：

———删除了国际标准的序言和前言；

———根据ＩＳＯ１０１１０１：２００６及我国标准用语习惯对标准范围及符号作了重新编写；

———参考并补充了ＩＳＯ１０１１０８，ＩＳＯ１０１１０１０，ＩＳＯ１０１１０１２相关部分的内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３３２３—１９９１《光学制图》，本标准与ＧＢ／Ｔ１３３２３—１９９１相比主要变化如下：

———修改了标准范围；

———修改了光轴的标注方法；

———将ＧＢ／Ｔ１３３２３—１９９１的毛面修改为非抛光面；

———修改了光学零件图样的列表格式及内容；

———修改了光学零件缺陷的公差的标注方法；

———修改了材料的双折射和非均匀性的公差标注方法，并将其技术要求内容放入附录Ｂ；

———增加了表面结构的公差的标注方法，并将其内容放入附录Ｃ；

———修改了附录Ａ的示例，并增加了非球面透镜的图样标注方法。

本标准的附录Ａ是资料性附录，附录Ｂ、附录Ｃ是规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准负责起草单位：宁波永新光学股份有限公司、上海理工大学、凤凰光学集团有限公司、江南永

新光学有限公司、上海光学精密机械研究所、苏州一光仪器有限公司。

本标准参加起草单位：宁波市教学仪器有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、宁波华光精密仪器

有限公司、南京东利来光电实业有限公司、浙江舜宇集团股份有限公司、梧州奥卡光学仪器公司、麦克奥

迪实业集团有限公司。

本标准主要起草人：曾丽珠、章慧贤、冯琼辉、邬子刚、徐德衍、李、付晓平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１３３１—１９７７；

———ＧＢ／Ｔ１３３２３—１９９１。
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光　学　制　图

１　范围

本标准规定了光学制图的一般规定、图样要求及尺寸、公差标注。

本标准适用于光学系统、光学部件和光学零件图样的绘制。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３１　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　技术产品文件中表面结构的表示法（ＧＢ／Ｔ１３１—２００６，

ＩＳＯ１３０２：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１８５　光学零件表面疵病（ＧＢ／Ｔ１１８５—２００６，ＩＳＯ１０１１０７：１９９６，Ｏｐｔｉｃｓａｎｄｏｐｔｉｃａｌｉｎｓｔｒｕ

ｍｅｎｔｓ—Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｄｒａｗｉｎｇｓｆｏｒｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓａｎｄｓｙｓｔｅｍｓ—Ｐａｒｔ７：Ｓｕｒｆａｃｅｉｍｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎｔｏｌｅｒ

ａｎｃｅｓ，ＮＥＱ；ＩＳＯ１４９９７：２００３，Ｏｐｔｉｃｓａｎｄｏｐｔｉｃａｌｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ—Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｓｕｒｆａｃｅｉｍｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎｓ

ｏｆｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２８３１　光学零件的面形偏差（ＧＢ／Ｔ２８３１—２００９，ＩＳＯ１０１１０５：２００７，Ｏｐｔｉｃｓａｎｄｐｈｏｔｏｎｉｃｓ—

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｄｒａｗｉｎｇｓｆｏｒｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓａｎｄｓｙｓｔｅｍｓ—Ｐａｒｔ５：Ｓｕｒｆａｃｅｆｏｒｍｔｏｌｅｒａｎｃｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ４４５７（所有部分）　技术制图

ＧＢ／Ｔ４４５８（所有部分）　机械制图

ＧＢ／Ｔ７２４２　透镜中心误差

ＧＢ／Ｔ１０６０９．１　技术制图　标题栏

ＧＢ／Ｔ１０６０９．２　技术制图　明细栏（ＧＢ／Ｔ１０６０９．２—１９８９，ｎｅｑＩＳＯ７５７３：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１４６８９　技术制图　图纸幅面和格式（ＧＢ／Ｔ１４６８９—２００８，ＩＳＯ５４５７：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４６９０　技术制图　比例

ＧＢ／Ｔ１４６９１　技术制图　字体

ＧＢ／Ｔ１８２２９　ＣＡＤ工程制图　规则

ＧＢ／Ｔ１９０９６　技术制图　图样画法　未定义形状边的术语和注法（ＧＢ／Ｔ１９０９６—２００３，

ＩＳＯ１３７１５：２０００，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ６１７９　光学零件镀膜　分类、符号及标注

３　一般规定

３．１　除本标准规定外，光学图样的幅面、比例、字体、图线、指引线、边、剖面符号、视图、尺寸注法、尺寸

公差与配合及表面粗糙度的注法等，应按 ＧＢ／Ｔ１３１、ＧＢ／Ｔ４４５７～４４５８、ＧＢ／Ｔ１４６８９～１４６９１和

ＧＢ／Ｔ１９０９６的规定。

３．２　除非另有规定，通常光学图样的所有标注均适用于最终完工状态。

３．３　所有光学数据的参考波长为汞绿色谱线（ｅ线）（λ＝５４６．０７ｎｍ）。

３．４　在光学图样上光轴用细双点划线，光轴中断用双波浪线表示。

３．５　光源、光阑和镀膜等要素的符号及其画法见表１。

３．６　除本标准规定外，光学零部件的光学参数和缺陷公差可以在图样上列表标注，也可以用指引线和

１
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